Zaklady technologie vyroby polovodicu
PfF MU, Kotlarska 2, Brno, u¢ebna Fs1 12:00-14:50

Datum Prednasejici Téma
18/9/23|Panek Prehled technologie vyroby Si desek
25/9/23|Sik Prehled technologie vyroby SiC krystall a desek
2/10/23|Spetik, R. Pfehled postupu navrhu a vyroby integrovanych obvodu
9/10/23|Valek RUst monokrystalt kiemiku
16/10/23|Panek Cisténi povrchu kfemiku a karbidu kfemiku
23/10/23|Plachky Analyza povrchl ve vyrobé polovodicu
30/10/23|Kocian Technologie vyroby struktur Silicon-On-Insulator
6/11/23|Spetik, Z. Oxidace Si desek a difuze pfimési
13/11/23|Lysadek / Spetik, Z. |Chemické depozice vrstev z plynné faze — zakladni principy
20/11/23|Lysagek / Spetik, Z. |[Technologie chemickych depozic vrstev z plynné faze
27/11/23|Spetik, R. Fotolitografie vrstev, leptani SiO2
4/12/23|Spetik, Z. Plazmochemické leptani vrstev, depozice kovovych vrstev
11/12/23|Panek Aplikace statistickych metod v primyslu
18/12/23|Panek kolokvium




